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３．特記事項

和光理研インキュベーションプラザ

中小企業基盤整備機構

会社名 室町ケミカル株式会社

所在地 埼玉県和光市南2-3-13 和光理研インキュベーションプラザ 306号室

代表者 青木淳一 資本金 14300万円 従業員 270人 設立 1947年 7月

ＵＲＬ http://www.muro-chem.co.jp/ 連絡先 TEL 048-487-8255
E-Mail ：mc-info@muro-chem.co.jp

事業内容 医薬品原薬、中間体および化粧品原料等の開発、製造、受託加工、受託分析など。

その他、健康食品、イオン交換樹脂、給排水処理装置、機能性接
着剤の開発・製造も行っております。詳細はHPをご参照ください。

『 検討用サンプル（非GMP）から実生産（GMP）まで、
様々なスケールに対応！お客様のニーズにお応えします！！』

医薬品原薬を長年にわたって製造してきた技術と生産・品質管理
体制で、日々新製品の開発に取り組んでいます。

種々の化合物の製造実績も積み重ね、小ロット・多品種に対応した
設備でお客様のニーズに合わせて合成いたします。また当社では
一貫製造のみではなく、各工程をそれぞれ必要なお客様にご提供
する、受託加工（精製・異物除去・粉砕・小分け）も行っております。

医薬品開発には多くの人的資源の投入が
不可欠です。
そのサポートを非臨床用サンプルや治験
薬用途など、少量合成の受託サービスと
いう形でお受けしています。

～医薬品開発のサポート～

～製造技術と品質管理体制～


